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PremiA re dA©monstration de la destruction A haut dA©bit des PFAS dans le cadre d'un
projet pilote

Dossier de<br /> la rA©daction de H20
July 2025

3

La startup Claros Technologies annonce la rA©ussite de la premiAre dA©monstration A grande A©chelle de la destruction A
haut dA©Dbit des A l'aide de la technologie UV, sur le site de Daikin America Inc. (DAI) A Decatur, en Alabama. Cette AGtape
pourrait reprA©senter une avancA©e majeure dans les efforts pour AGliminer les substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS)
des flux d'eaux usA®©es industrielles. Au cours du projet pilote, le processus photochimique UV exclusif de Claros a permis

de dA®truire plus de 99,99 % des composA©s PFAS ciblA©s, en traitant avec succA’s plus de 50 000 gallons (soit prA’s de
200 m3) d'eaux usA©es dans un systA'me A haut dA©Dbit capable d'atteindre des centaines de gallons par minute. Ce
programme pilote dA©montre que la destruction A grande A©chelle des PFAS A chaA®ne longue, courte et ultra-courte A I'aic
de la technologie UV est non seulement techniquement rA©alisable, mais aussi A©conomiquement viable. Michelle

Bellanca, PDG et cofondatrice de Claros Technologies, a dA©clarA© :A "Ce projet pilote prouve non seulement que la
destruction A grande A©chelle des PFAS est viable aujourd'hui, mais il introduit A©galement une nouvelle norme en matiA're
de durabilitA© environnementale dans I'ensemble du secteur manufacturier."A La prochaine phase des travaux pilotes sera
axA©e sur I'amA®lioration des capacitA©s d'’A©coulement et de destruction de la technologie.

BasA©e A Minneapolis, Claros Technologies a AOtA© incubA©e A I'UniversitA© du Minnesota pour devenir un laboratoire et ¢
d'innovation A service complet pour les PFAS (tests, services analytiques et technologies de destruction).
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